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Sposéb wyrdwnywania lub odnawiania kamieni brukowych lub bruku.
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Na ulicach brukowanych kostka, zazwy-
czaj granitowa, powierzchnia kamieni pod
wplywem zuzycia zaokragla si¢ i wygla-
dza, na ulicach za$ o ruchu wzmozonym, a
wiec podlegajacych silnemu zuzyciu, wada
ta ujawnia si¢ bardzo szybko po ulozeniu
bruku, wobec czego dla utrzymania tegoz
w stanie zadawalniajacym nalezy go cze-
sto przekladaé.

Dla mozno$ci powtérnego uzycia tych
samych kamieni naleZy je uprzednio wy-
réwnaé lub na nowo ociosaé, co uskutecz-
niane bywa dotychczas przewaznie recznie.
Robota ta jednak wypada bardzo drogo,
tak, iz czestokro¢ lepiej oplaca sig¢ stosor
waé przy przekladaniu bruku nowsg zupel-
nie kostkg, zwlaszcza, gdy tamtq mozna u-
iy¢ na brukowanie drég lub ulic drugo-
rzednych. Utrzymywanie przeto brukéw

na ulicach, wymagajacych poprawnego sta-
nu, jest rzecza nadzwyczaj kosztowna,
Wynalazek niniejszy zmierza przede-
wszysikiem do obnizenia kosztéw konser-
wacji podobnych ulic w drodze zastosowa-
nia nowego nadzwyczaj prostego sposobu
wyréwnywania i podtrzymywania kostek,
wyokraglonych i wyslizganych wskutek
zuzycia; spos6b ten polega na tem, Ze wy-
rownywanie kamieni mozna uskuteczniaé,
nie ruszajgc ich z miejsca na ulicy, bez po-
trzeby wiec przekladania bruku, dopéki ka-
mienie te nie zostang zuzyte ostatecznie.
W myél sposobu tego, czesci wyslizga-
ne, albo te czeSci powierzchni kamienia,
ktére dla usunigcia sterczacych wzniesieri
nalezy obrizyé, obrabia si¢ skierowanym
na nie plomieniem Zadlowym o tempera-
turze nadzwyczaj wysokiej, jednak o prze-
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kroju tak malym, Ze plomien ten dziala
tylko na niewielka czg¢$¢ powierzchni obra-
bianego kamienia. »

Podobny nader goracy plomien zadlo-
wy wywoluje gwaltowne, silne, miejscowe
nagrzanie gornej powierzhcni kamienia,
sprawiajac drobne wybuchy lub detonacje,

zieki ktorym wlasciwa powierzchnia ka-

mienia pgka lub odskakuje w postaci lusek.
Chodzi tu przeto o ogrzanie kamienia nie
w calej jego masie, albo znaczniejszej cze-
éci tejze, lecz jedynie tej powierzchni ka-
mienia, albo wystajacych czgsci jego, kto-
re nalezy usunaé, i one tylko poddaja sie
oddziatywaniu plomienia, przyczem, po u-
sunieciu tegoz, kamienie moczna dotykaé
bez niebezpieczefistwa reka.

Drobne odlamki odskakuja z taka sila,
ze wykonujacy prace roboinik powinien
dokladnie zabezpieczy¢ sobie rece i twarz.

Rozmaite gatunki kamienia albo kamie-
nie o réznej budowie zachowuja sie kazdy
inaczej wzgledem plomienia. Rzecz glow-
na, aby plomieri, celem osiagniecia zamie-
rzonego skutku, byl silnie natezony i pos
siadal temperature nader wysoka. Nadaje
sie tu doskonale odpowiednio uregulowany
plomieri powstajacy wskutek spalania ace-
tylenu .lub innego gazu odpowiedniego w
tlenie. :

Wielkos¢ plomienia zalezy naturalnie
glownie od wielkosci wystajacych czesci
kamienia, ktére nalezy usunad.

Skoro chodzi o nieréwnosci wieksze,
uzywa ‘¢ plomienia wigkszego, dla nie-
.réwnos$ci mniejszych — plomienia mniej-

szego. Po obrébce powierzchnia kamienia
upodabnia si¢ powierzchni kostki $wiezej.:
Obrébke mozna oczywiScie prowadzi¢ na
miejscu, gdy kamien siedzi w bruku, co na-
turalnie ogromnie obniza koszty w poréw-
naniu ze stosowanem poprzednio przekla-
daniem i przeciosywaniem kostki.

Zastrzezenie patentowe.

Sposéb wyréwnywania lub odnawiania
kamieni brukowych lub bruku, znamienny
tem, Ze cze$ci wyslizgane i wyokraglone
wskutek zuzycia wyréwnywa si¢ i obrabia
skierowanym na powierzchnie. kamienia
skoncentrcwanym plomieniem Zzadlowym
z acetylenu lub innego gazu wlasciwego i
tlenu o temperaturze nadzwyczaj wysokiej,
a malym przekroju, pokrywajacym tylko
mala czeéé obrabianej powierzchni, celem
wytworzenia gwaltownego, silnego miej-
scowego nagrzania wlasciwej powierzchni
kamienia z towarzyszacemi mu drobnemi
wybuchami lub detonacjami, wskutek cze-
go powierzchnia kamienia tupie sie lub od-
skakuje w postaci tusek. '
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